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Abstract (en)
In a process for phosphating metal surfaces, phosphating solutions are used which are substantially free of nickel and which contain 0.3 to 1.7
g/l of Zn 0.2 to 4.0 g/l of Mn 0.001 to 0.030, preferably 0.003 to 0.020 g/l of Cu 5 to 30 g/l of phosphate (calculated as P2O5) and in which the
concentration of Fe(II) is kept below 0.1 g/l by means of oxygen and/or other equivalent oxidising agents and the pH is adjusted to 3.0 to 3.8. The
Cu:P2O5 weight ratio is preferably adjusted to 1:(170 to 30,000) and replenishment of Cu and P2O5 is carried out in a weight ratio of 1:(5 to 2000).
When used in the spray process, the phosphating solutions should contain 0.3 to 1.0 g/l of Zn and, when used in the spray/dipping process and the
dipping process, 0.9 to 1.7 g/l of Zn. The process is used especially for pretreating metal surfaces for subsequent coating, especially electrodipping
coating, and phosphating of steel, galvanised steel, alloy-galvanised steel, aluminium and alloys thereof.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zur Phosphatierung von Metalloberflächen arbeitet man mit Phosphatierlösungen, die im wesentlichen frei von Nickel sind, die
0,3 bis 1,7 g/l Zn 0,2 bis 4,0 g/l Mn 0,001 bis 0,030, vorzugsweise 0,003 bis 0,020 g/l Cu 5 bis 30 g/l Phosphat (berechnet als P2O5) enthalten und
in denen durch Sauerstoff und/oder andere gleichwirkende Oxidationsmittel die Konzentration an Fe(II) unter 0,1 g/l gehalten und der pH-Wert auf
3,0 bis 3,8 eingestellt wird. Das Gewichsverhältnis von Cu zu P2O5 wird vorzugsweise auf 1 : (170 bis 30000) eingestellt und die Ergänzung von
Cu und P2O5 im Gewichtsverhältnis von 1 : (5 bis 2000) vorgenommen. Bei Anwendung im Spritzverfahren sollten die Phosphatierlösungen 0,3
bis 1,0 g/l Zn und bei Anwendung im Spritz/Tauchverfahren und Tauchverfahren 0,9 bis 1,7 g/l Zn enthalten. Das Verfahren dient insbesondere der
Vorbehandlung von Metalloberflächen für eine anschließende Lackierung, insbesondere eine Elektrotauchlackierung, und der Phosphatierung von
Stahl, verzinktem Stahl, legierungsverzinktem Stahl, Aluminium und dessen Legierungen.
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